
ザルトフロー

ザルトフロー１０００／CS４５００シングルユース・タンジェンシャル・
フローろ過（SUTFF）システムは、バッチ容積が５００ L ～ ２０００ Lの
限外ろ過およびダイアフィルトレーション（UF／DF）プロセスを完全
自動で実行するためのあらゆる制御および計装機能を備えています。
設計アプローチにより、システムの小型化に加え、低容量でも確実な
供給／濃縮、表面積が０.５ ～ １０ ㎡のカセットに対応する柔軟性を
実現しています。



を備えた非常に直感的な制御システムで、ザルトフロー SUTFF
システムでの使用に最適です。このソフトウェアはCFR21 Part 11
（連邦規則第21条第11章）に準拠しています。

ザルトフローSUTFFシステムは、バッチ容積が500 L～2000 L
のモノクローナル抗体、組換えタンパク質、ワクチン剤、および
抗体複合体の各プロセスの自動処理を容易にします。シングル
ユース・センサーは、プロセスを完全にモニタリングし制御する
手段を提供します。

ザルトフローシングルユース・タンジェンシャルフローろ過
（SUTFF）システムは、完全に連携するように設計されたハードウ
ェア、制御システム、およびシングルユース・アセンブリーの組み合
わせによって構成されています。重要なセンサーおよび計装技術
をすべて組み込んだ完全なシングルユース・アセンブリーを使用
した巧みなシステム設計により、完全自動TFFプロセス・シーケン
スを容易に実行することができます。

シングルユース・システムの設計では、柔軟性が極めて重要で
す。
ザルトフローSUTFFシステムでは、供給液、濃縮液、および浸透液
マニホールド用のシングルユース・センサーの選択が可能です。ま
た、濃縮液、生成物回収、およびバッファー／注射用水（WFI）用
の各種 2D／3Dバッグが用意されています。さらに、個々のプロセ
ス要件に合わせて、計量技術やミキサー技術を提供することも可
能です。当社エンジニアリング・チームが具体的なプロセスの要
求を精査し、すべてのプロセスの要件を確実に満たすソリューシ
ョンの提供を保証します。これは、当社のSUTFF用標準プラットフ
ォーム設計のいずれかと、標準トートおよびミキサーの組み合わ
せによって実現可能な場合もあれば、個別設計の創成が必要に
なる場合もあります。

個別設計の場合も、SUTFFプロセスへの使用に対してバリデー
ション済みのコア・コンポーネントが使用されます。その一方で、
ザルトフローSUTFFシステムは、他のプラント設備やプラント制
御システムと統合し、中空糸などの他のTFF形式を実行するため
のシステムを実現する柔軟性も備えています。SUTFFプロセスの
実行にバリデーション済みのコンポーネントを使用することは、シ
ステムの設計の成功、ひいては優れたシステム性能を実現する上
で極めて重要です。当社がSUTFF処理関連製品を提供する限り、
バリデーション済みコンポーネントの継続性は維持されます。
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ザルトフロー4500は、同じベース・ハードウェアを使用して¾イン
チ・マニホールドと1インチ・マニホールドに対応できるように設計
されています。ピンチ・バルブのクランプは各管径専用で、容易に
交換可能です。

ザルトフロー 4500のカセット・ホルダー（中央分岐プレート、自動トルク対応、膜
面積3.0 ～ 10 m2、標準Tシリーズ・カセット）
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ザルトフロー １０００／ ４５００ SUTFFシステムの製品接触材料

（ザルトフロー1000／4500）

（ザルトフロー4500）



ザルトフロー SUTFFシステムは制御性と柔軟性を提供し、完全自
動プロセス・シーケンスによって最適な条件下でプロセスを実行す
ることを可能にします。
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